
Directeur : Yannick CHAMPION

Directrice adjointe : Elisabeth BLANQUET

Responsable administrative : Pascale ESTEOULE

Assistante de Direction : Sylvie CHAMPAVIER

ORGANISATION

EPM : Élaboration par Procédés Magnétiques

Resp. : A. GAGNOUD

Adj. : G. CHICHIGNOUD

GPM2 : Génie Physique et Mécanique des
Matériaux

Resp. : C. MARTIN
Adj. : R. DENDIEVEL

PM : Physique du Métal

Resp. : A. DESCHAMPS

Adj. : M. VERDIER

SIR : Surface, Interface et Réactivité 

Resp. : M. BRACCINI
Adj. : Y. WOUTERS

TOP : Thermodynamique, Modélisation,  
Optimisation des Procédés

Resp. : N. JAKSE
Adj. : A. MANTOUX

Cellule QUALITE
Responsable : G. BERTHOME

Cellule Prévention & Sécurité
Responsable : L. ARTAUD

Cellule Patrimoine
Responsable : J.J.  FRANCIOSI

Conseil de Laboratoire 
Bureau de Direction

Bureau Technique
Commission du Personnel

GOUVERNANCE

Pôle Technique
--------------------

Génie des Procédés d’Élaboration et

Nanostructure

Responsable Technique : M. MORAIS (IR CNRS)

Élaboration sous champs

Responsable Technique : C. GARNIER (IR CNRS)

Mécanique et Transformation des Matériaux

Responsable Technique : C. JOSSEROND (IR CNRS)

Physico-Chimie et Ingénierie des Surfaces

Responsable Technique : L. ARTAUD (IE CNRS)

Caractérisation microstructurale et physico-chimie

Animateur : A. CRISCI (IE CNRS)

Calculs scientifiques

Yves DU TERRAIL (IR G-INP)

Pôle Gestion
-----------------

Responsable : P. ESTEOULE (IE G-INP)
Adjointe / Resp. Finances: C. THOMASSON (T CNRS)

Correspondante Ressources Humaines,

Patrimoine : S. CHAMPAVIER (SAENES G-INP)

Gestionnaires équipes de recherche

K. RASSOULI (T CNRS) EPM

E. LUSSI (T CNRS) GPM2

V. CHAPAYS (T CNRS) PM

J. CUOQ (T G-INP) SIR

F. FONSECA (Adj G-INP) TOP, Assistante Labex CEMAM

C. GHIOTTI (AI G-INP) Soutien groupes, Formation

Réseau et système d'information
-------------------------------------

Responsable : C. BONNET (AI CNRS)

A. MOUNY (AI CNRS) 80 % - Réseau, serveurs

Gestion de parc, Administration réseau

Y. LE PORT (T G-INP)

M. CHASSAGNON (T CNRS)

DIRECTION

ÉQUIPES DE RECHERCHE SUPPORTAPPUI



Génie des Procédés d'Elaboration et Nanostructures : Responsable M. MORAIS (IR CNRS), conception Instrumentale

R. REBOUD (IE G-INP) gestion technique plateforme couches minces, conception instrumentale
N. VIDAL (IE CNRS) Conception mécanique et instrumentale (80 %)
E. WAGNER (IE CNRS) Contrôle commande en instrumentation

Elaboration sous champs : Responsable C. GARNIER (IR CNRS), Electrotechnique, Expert systèmes inductifs 

G. HASAN (IE CNRS) conception et fabrication mécanique
B. PICHAT (T CNRS) Electricité, instrumentation, fabrication mécanique

Mécanique et Transformation des matériaux : Responsable C. JOSSEROND (IR CNRS), Expert Instrumentation d’expérimentations

F. PELLOUX (AI CNRS) Conception mécanique
X. BATAILLON (T G-INP) Instrumentation

Physico-Chimie et Ingénierie des Surfaces : Responsable L. ARTAUD (IE CNRS) Expert en développement d’expérimentation

H. COLLAS (T G-INP) Electrotechnique, instrumentation
S. MASSUCCI (AI G-INP) Conception et fabrication mécanique
J.J. FRANCIOSI (AI G-INP) Electrotechnique, électricité
R. PETRON (CDD  T INP SA) Soutien équipe technique

Caractérisation : Animateur A. CRISCI (IE CNRS) – Responsable Raman, Expert Microsonde, référent ALD

G. BERTHOME (IR G-INP)  Responsable XPS, Expert AFM
S. COINDEAU (IE CNRS) Responsable RX, (mutualisé CMTC)
C. POGGI (IE CNRS) Responsable Chimie et Préparation échantillons
G. RENOU (IE CNRS) Responsable MET, Expert EBSD
F. ROBAUT (IR G-INP) Responsable EBSD et Microsonde, Expert FIB
G. CHAHINE (IR CNRS) Mutualisé ESRF

Calculs scientifiques : Y. DU TERRAIL (IR G-INP)

Pôle TECHNIQUE

Responsable : Magali MORAIS



CELLULE PREVENTION ET SECURITE CELLULE QUALITE

SUPPORT

CELLULE PATRIMOINE

Responsable : G. BERTHOME (IR G-INP) Responsable : J.J. FRANCIOSI (AI G-INP)Responsable : L. ARTAUD (IE CNRS)

Yannick Champion (DR CNRS), Directeur SIMaP

Pilote processus Management

Jean-Marc Chaix (DR CNRS)

Pilote processus Préparer, réaliser et terminer un 

contrat de recherche

Gregory Berthome (IR G-INP) 

Pilote du processus Amélioration Continue

Magali Morais (IR CNRS)

Pilote processus Technique

Pascale Esteoule (IE G-INP)

Pilote processus Ressources Humaines

Claire Thomasson (Tech CNRS)

Pilote processus Finances

Catherine Bonnet (AI CNRS)

Correspondant informatique

L. Artaud (IE CNRS) Assistant de Prévention

Axe Physico-Chimie et Ingénierie des Surfaces

S. Coindeau (IE CNRS) 

Personne compétente en Radioprotection

C. Poggi (IE CNRS) Assistant de Prévention

Axe Génie des Procédés d'élaboration et Nanotructures

Risques chimiques

B. Pichat (T CNRS) Assistant de Prévention

Axe Elaboration sous champs

R. Reboud (IE G-INP) Assistant de Prévention

Assistante : S. Champavier (SAENES)

Laurent Artaud (IE CNRS)
Pilote processus Hygiène et Sécurité

Correspondant EPM :  B. Pichat (Tec CNRS)

Correspondant GPM2 : F. Pelloux (AI CNRS)

Correspondant PM : P. Donnadieu (DR CNRS)

Correspondant SIR : J.J. Franciosi (AI G-INP)

Correspondant TOP : F. Fonseca (Adj G-INP)


